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発明の内容（概要）

本発明は、多孔構造体、多孔構造体の製造方法およびガスセンサに関するもの。

【課題】基板上に流体の拡散性に優れた多孔体を設けた多孔構造体を提供する。

【解決手段】本発明の多孔構造体１００は、基板１０１と、基板１０１上に設けら
れた多孔体１０７と、を備える。基板１０１上に設けられた多孔体１０７は、隔壁
部１０３と、隔壁部１０３に囲まれた空隙部１０５とを有する、逆オパール型のハ
ニカム構造である。

１００多孔構造体 １０１ 基板 １０３ 隔壁部 １０５ 空隙部
１０７ 多孔体 １１０ 開口部 １１１ 膜 １１３ １次粒子
１１５隔壁部形成用材料 １１７ 懸濁液 １５０ ガスセンサ １５１ ヒーター
１５３ 電極 １５５ 絶縁膜

ガスセンサの構成の一例を示す断面図

多孔構造体の製造方法の工程手順を示す
工程断面図

多孔構造体の構成の一例を示す断面図


